
日程表（会場別1）
午

前
午

後
午

前
午

後
午

前
午

後
午

前
午

後

A2
01

15
0

11
:0

0 
~

 1
2:

00
授

賞
式

（
AP

EX
/J

JA
P編

集
貢

献
賞

、論
⽂

賞
、講

演
奨

励
賞

）

16
:0

0 
~

 1
7:

30
授

賞
式

（
業

績
賞

、光
・量

⼦
エ

レ
クト

ロニ
クス

業
績

賞
、化

合
物

半
導

体
エ

レ
クト

ロニ
クス

業
績

賞
、光

⼯
学

功
績

賞
、ダ

イバ
ー

シ
テ

ィ＆
イン

クル
ー

ジ
ョン

賞
）

10
:0

0 
~

 1
1:

15
3.

11
 ナ

ノ領
域

光
科

学
･近

接
場

光
学

（
旧

3.
12

）

13
:3

0 
~

 1
8:

00
T6

 レ
ー

ザ
ー

ア
ブ

レ
ー

シ
ョン

の
新

展
開

13
:0

0 
~

 1
7:

15
3.

1 
光

学
基

礎
・光

学
新

領
域

（
旧

3.
2

「材
料

・機
器

光
学

」と
統

合
）

09
:3

0 
~

 1
1:

30
3.

1 
光

学
基

礎
・光

学
新

領
域

（
旧

3.
2

「材
料

・機
器

光
学

」と
統

合
）

13
:0

0 
~

 1
6:

00
3.

1 
光

学
基

礎
・光

学
新

領
域

（
旧

3.
2

「材
料

・機
器

光
学

」と
統

合
）

A2
02

10
8

09
:0

0 
~

 1
1:

00
3.

2 
情

報
フォ

トニ
クス

・画
像

⼯
学

（
旧

3.
3）

13
:0

0 
~

 1
7:

30
3.

2 
情

報
フォ

トニ
クス

・画
像

⼯
学

（
旧

3.
3）

10
:0

0 
~

 1
1:

00
3.

8 
テ

ラヘ
ル

ツ
全

般
（

旧
3.

9）
13

:0
0 

~
 1

7:
00

3.
8 

テ
ラヘ

ル
ツ

全
般

（
旧

3.
9）

09
:3

0 
~

 1
1:

30
3.

13
 光

制
御

デ
バ

イス
・光

ファ
イバ

ー
（

旧
3.

14
）

13
:0

0 
~

 1
7:

45
3.

8 
テ

ラヘ
ル

ツ
全

般
（

旧
3.

9）

09
:0

0 
~

 1
1:

15
3.

13
 光

制
御

デ
バ

イス
・光

ファ
イバ

ー
（

旧
3.

14
）

13
:0

0 
~

 1
5:

15
CS

.6
 8

.3
 プ

ラズ
マ

ナ
ノテ

クノ
ロジ

ー
、9

.2
ナ

ノ粒
⼦

・ナ
ノワ

イヤ
・ナ

ノシ
ー

ト、
13

.6
ナ

ノ構
造

・量
⼦

現
象

・ナ
ノ量

⼦
デ

バ
イス

の
コー

ドシ
ェア

セ
ッシ

ョン

A2
05

24
6

13
:3

0 
~

 1
8:

05
T2

8 
低

次
元

材
料

の
デ

バ
イス

応
⽤

の
最

新
動

向

09
:3

0 
~

 1
1:

45
15

.3
 II

I-
V族

エ
ピ

タキ
シ

ャル
結

晶
・エ

ピ
タ

キ
シ

ー
の

基
礎

13
:3

0 
~

 1
7:

55
T9

 ミ
ー

トロ
ニ

クス
〜

誘
電

体
ミー

共
振

器
の

物
理

と応
⽤

09
:0

0 
~

 1
1:

30
8.

2 
プ

ラズ
マ

成
膜

・エ
ッチ

ン
グ

・表
⾯

処
理

13
:0

0 
~

 1
7:

45
8.

2 
プ

ラズ
マ

成
膜

・エ
ッチ

ン
グ

・表
⾯

処
理

10
:0

0 
~

 1
1:

30
8.

5 
プ

ラズ
マ

現
象

・新
応

⽤
・融

合
分

野
13

:0
0 

~
 1

4:
30

8.
5 

プ
ラズ

マ
現

象
・新

応
⽤

・融
合

分
野

A3
01

24
6

09
:3

0 
~

 1
1:

30
15

.6
 IV

族
系

化
合

物
（

Si
C）

13
:0

0 
~

 1
6:

45
15

.6
 IV

族
系

化
合

物
（

Si
C）

09
:3

0 
~

 1
2:

00
13

.7
 化

合
物

及
び

パ
ワ

ー
デ

バ
イス

・プ
ロセ

ス
技

術
・評

価

13
:3

0 
~

 1
5:

00
15

.3
 II

I-
V族

エ
ピ

タキ
シ

ャル
結

晶
・エ

ピ
タ

キ
シ

ー
の

基
礎

16
:0

0 
~

 1
7:

30
13

.7
 化

合
物

及
び

パ
ワ

ー
デ

バ
イス

・プ
ロセ

ス
技

術
・評

価

09
:0

0 
~

 1
1:

30
13

.7
 化

合
物

及
び

パ
ワ

ー
デ

バ
イス

・プ
ロセ

ス
技

術
・評

価

13
:0

0 
~

 1
8:

00
13

.7
 化

合
物

及
び

パ
ワ

ー
デ

バ
イス

・プ
ロセ

ス
技

術
・評

価

09
:0

0 
~

 1
2:

30
13

.7
 化

合
物

及
び

パ
ワ

ー
デ

バ
イス

・プ
ロセ

ス
技

術
・評

価

A3
02

20
0

09
:0

0 
~

 1
2:

10
チ

ュー
トリ

ア
ル

(⾼
梨

 弘
毅

（
⽇

本
原

⼦
⼒

研
究

開
発

機
構

))

13
:3

0 
~

 1
6:

55
T1

0 
⽔

素
化

物
の

研
究

最
前

線
〜

物
質

開
発

と機
能

の
現

状
・課

題
・展

望
〜

09
:0

0 
~

 1
1:

30
チ

ュー
トリ

ア
ル

(三
⽥

 吉
郎

(東
⼤

)/
岡

崎
信

次
(A

LI
TE

CS
株

式
会

社
))

13
:3

0 
~

 1
8:

25
T1

2 
マ

イク
ロ・

ナ
ノス

ケ
ー

ル
微

細
加

⼯
の

表
⾯

界
⾯

先
端

技
術

09
:0

0 
~

 1
0:

30
6.

2 
カー

ボ
ン

系
薄

膜

13
:2

5 
~

 1
7:

40
T1

3 
固

体
量

⼦
ビッ

ト・
ス

ピ
ン

⽋
陥

を
⽤

い
た

量
⼦

科
学

技
術

研
究

の
最

前
線

10
:0

0 
~

 1
1:

30
6.

3 
酸

化
物

エ
レ

クト
ロニ

クス

13
:0

0 
~

 1
7:

15
T1

4 
脳

と⾮
⽣

体
型

⾃
律

分
散

シ
ス

テ
ム

に
お

け
る

情
報

処
理

・創
造

の
最

前
線

A3
03

10
2

13
:0

0 
~

 1
6:

45
3.

2 
情

報
フォ

トニ
クス

・画
像

⼯
学

（
旧

3.
3）

09
:3

0 
~

 1
1:

30
3.

12
 半

導
体

光
デ

バ
イス

（
旧

3.
13

）

13
:3

0 
~

 1
6:

15
CS

.4
 3

.1
0 

フォ
トニ

ック
構

造
・現

象
、

3.
12

 半
導

体
光

デ
バ

イス
の

コー
ドシ

ェア
セ

ッシ
ョン

A3
04

15
0

09
:0

0 
~

 1
1:

30
チ

ュー
トリ

ア
ル

(⼤
場

 富
仁

(ラ
ム

リサ
ー

チ
合

同
会

社
))

13
:3

0 
~

 1
8:

20
T5

 ⾃
在

な
量

⼦
制

御
に

向
け

た
光

＝
物

質
強

結
合

系
の

科
学

09
:3

0 
~

 1
1:

30
13

.9
 化

合
物

太
陽

電
池

13
:0

0 
~

 1
6:

30
13

.9
 化

合
物

太
陽

電
池

09
:0

0 
~

 1
2:

10
T4

 加
速

器
質

量
分

析
の

現
状

と未
来

14
:0

0 
~

 1
7:

10
T1

5 
イオ

ン
ビー

ム
分

析
の

最
新

動
向

A3
05

10
8

09
:0

0 
~

 1
2:

15
3.

15
 O

pt
ic

s 
an

d 
Ph

ot
on

ic
s

En
gl

ish
 S

es
sio

n

14
:0

0 
~

 1
7:

00
3.

4 
レ

ー
ザ

ー
装

置
・材

料
（

旧
3.

5）
10

:0
0 

~
 1

1:
15

3.
4 

レ
ー

ザ
ー

装
置

・材
料

（
旧

3.
5）

13
:0

0 
~

 1
5:

00
CS

.2
 3

.4
 レ

ー
ザ

ー
装

置
・材

料
、3

.1
3

光
制

御
デ

バ
イス

・光
ファ

イバ
ー

の
コー

ドシ
ェ

ア
セ

ッシ
ョン

09
:0

0 
~

 1
1:

30
3.

11
 ナ

ノ領
域

光
科

学
･近

接
場

光
学

（
旧

3.
12

）

13
:0

0 
~

 1
7:

30
3.

11
 ナ

ノ領
域

光
科

学
･近

接
場

光
学

（
旧

3.
12

）

09
:0

0 
~

 1
1:

30
3.

11
 ナ

ノ領
域

光
科

学
･近

接
場

光
学

（
旧

3.
12

）

13
:0

0 
~

 1
6:

00
3.

11
 ナ

ノ領
域

光
科

学
･近

接
場

光
学

（
旧

3.
12

）

A3
07

40
5

13
:3

0 
~

 1
6:

55
N

T2
 ⽇

本
の

才
能

発
掘

プ
ロジ

ェク
ト 

ー
⾼

等
専

⾨
学

校
と応

⽤
物

理
学

会
の

絆
ー

09
:0

0 
~

 1
2:

00
CS

.8
 1

2.
6 

ナ
ノバ

イオ
テ

クノ
ロジ

ー
、

12
.7

 医
⽤

⼯
学

・バ
イオ

チ
ップ

の
コー

ドシ
ェ

ア

13
:3

0 
~

 1
8:

20
T7

 ナ
ノ光

熱
変

換
が

拓
く異

分
野

横
断

型
光

科
学

の
新

地
平

09
:3

0 
~

 1
1:

45
T2

9 
量

⼦
コン

ピ
ュー

テ
ィン

グ
デ

バ
イス

技
術

の
最

前
線

13
:3

0 
~

 1
7:

00
T2

9 
量

⼦
コン

ピ
ュー

テ
ィン

グ
デ

バ
イス

技
術

の
最

前
線

13
:3

0 
~

 1
6:

45
T1

8 
ス

ピ
ン

トロ
ニ

クス
・マ

グ
ネ

テ
ィク

ス
に

よ
る

微
弱

⽣
体

信
号

計
測

技
術

の
進

展

A4
01

24
6

09
:0

0 
~

 1
1:

45
12

.5
 有

機
・ハ

イブ
リッ

ド太
陽

電
池

13
:0

0 
~

 1
8:

00
12

.5
 有

機
・ハ

イブ
リッ

ド太
陽

電
池

09
:0

0 
~

 1
1:

45
12

.5
 有

機
・ハ

イブ
リッ

ド太
陽

電
池

13
:0

0 
~

 1
8:

00
12

.5
 有

機
・ハ

イブ
リッ

ド太
陽

電
池

09
:0

0 
~

 1
0:

15
12

.5
 有

機
・ハ

イブ
リッ

ド太
陽

電
池

13
:0

0 
~

 1
7:

15
23

.1
 合

同
セ

ッシ
ョン

N
「イ

ン
フォ

マ
テ

ィク
ス

応
⽤

」

09
:0

0 
~

 1
1:

30
23

.1
 合

同
セ

ッシ
ョン

N
「イ

ン
フォ

マ
テ

ィク
ス

応
⽤

」

13
:0

0 
~

 1
6:

30
23

.1
 合

同
セ

ッシ
ョン

N
「イ

ン
フォ

マ
テ

ィク
ス

応
⽤

」

A4
02

20
0

13
:3

0 
~

 1
7:

55
N

T1
 グ

リー
ン

トラ
ン

ス
フォ

ー
メー

シ
ョン

に
挑

む
応

⽤
物

理
︓

 持
続

可
能

な
未

来
社

会
に

向
け

て

09
:1

5 
~

 1
0:

45
8.

1 
プ

ラズ
マ

⽣
成

・診
断

11
:0

0 
~

 1
1:

45
8.

7 
プ

ラズ
マ

エ
レ

クト
ロニ

クス
分

科
内

招
待

講
演

13
:3

0 
~

 1
9:

00
T1

6 
プ

ラズ
マ

駆
動

型
科

学
とは

何
か

〜
プ

ラ
ズ

マ
プ

ロセ
ス

の
新

展
開

に
期

待
して

〜

09
:3

0 
~

 1
2:

05
N

T3
 就

活
⽣

必
⾒

︕
 ⽇

本
が

⽌
ま

る
と世

界
が

⽌
ま

る
︕

 〜
 わ

た
した

ち
の

半
導

体
レ

ジ
ェン

ド技
術

 〜

13
:4

5 
~

 1
8:

30
N

T4
 こ

れ
か

らの
半

導
体

産
業

を
牽

引
す

る
⼈

材
育

成
と産

学
連

携

13
:0

0 
~

 1
7:

50
N

T5
 多

様
な

視
点

か
ら進

む
ダイ

バ
ー

シ
テ

ィ
＆

イン
クル

ー
ジ

ョン

A4
03

10
2

13
:0

0 
~

 1
7:

15
13

.2
 探

索
的

材
料

物
性

・基
礎

物
性

09
:0

0 
~

 1
1:

45
13

.5
 デ

バ
イス

／
配

線
／

集
積

化
技

術
13

:0
0 

~
 1

8:
45

13
.5

 デ
バ

イス
／

配
線

／
集

積
化

技
術

09
:0

0 
~

 1
1:

45
13

.5
 デ

バ
イス

／
配

線
／

集
積

化
技

術
13

:0
0 

~
 1

7:
45

16
.3

 シ
リコ

ン
系

太
陽

電
池

A4
04

15
0

13
:0

0 
~

 1
8:

30
6.

1 
強

誘
電

体
薄

膜
09

:0
0 

~
 1

2:
30

T1
1 

誘
電

体
研

究
に

お
け

る
機

械
学

習

13
:3

0 
~

 1
8:

00
T2

 物
質

の
超

秩
序

構
造

とそ
の

応
⽤

 〜
結

晶
と⾮

晶
質

の
は

ざ
ま

の
科

学
〜

09
:3

0 
~

 1
1:

30
T3

 放
射

線
計

測
に

利
⽤

可
能

な
様

々
な

材
料

13
:0

0 
~

 1
5:

00
T3

 放
射

線
計

測
に

利
⽤

可
能

な
様

々
な

材
料

09
:0

0 
~

 1
1:

30
1.

2 
教

育

13
:3

0 
~

 1
6:

00
T1

 技
術

継
承

を
実

現
す

る
た

め
の

社
会

⼈
教

育
・⽣

涯
学

習
の

展
開

A4
05

10
8

09
:0

0 
~

 1
1:

15
3.

3 
⽣

体
・医

⽤
光

学
（

旧
3.

4）
13

:0
0 

~
 1

5:
30

3.
3 

⽣
体

・医
⽤

光
学

（
旧

3.
4）

10
:0

0 
~

 1
1:

30
3.

9 
光

量
⼦

物
理

・技
術

（
旧

3.
10

）
13

:2
5 

~
 1

7:
15

3.
9 

光
量

⼦
物

理
・技

術
（

旧
3.

10
）

09
:0

0 
~

 1
1:

30
3.

6 
レ

ー
ザ

ー
プ

ロセ
シ

ン
グ

（
旧

3.
7）

13
:0

0 
~

 1
6:

45
3.

6 
レ

ー
ザ

ー
プ

ロセ
シ

ン
グ

（
旧

3.
7）

09
:0

0 
~

 1
1:

30
3.

6 
レ

ー
ザ

ー
プ

ロセ
シ

ン
グ

（
旧

3.
7）

13
:0

0 
~

 1
6:

00
3.

6 
レ

ー
ザ

ー
プ

ロセ
シ

ン
グ

（
旧

3.
7）

A4
08

15
0

09
:0

0 
~

 1
1:

30
6.

2 
カー

ボ
ン

系
薄

膜
13

:0
0 

~
 1

6:
45

6.
2 

カー
ボ

ン
系

薄
膜

09
:0

0 
~

 1
1:

30
6.

2 
カー

ボ
ン

系
薄

膜
13

:0
0 

~
 1

7:
45

6.
2 

カー
ボ

ン
系

薄
膜

09
:3

0 
~

 1
1:

30
6.

3 
酸

化
物

エ
レ

クト
ロニ

クス
13

:0
0 

~
 1

6:
45

6.
3 

酸
化

物
エ

レ
クト

ロニ
クス

09
:0

0 
~

 1
1:

30
8.

3 
プ

ラズ
マ

ナ
ノテ

クノ
ロジ
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